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ESTUDO DA ESTRUTURA ATOMICA DE SUPERFICIES DE FILMES ULTRAFINOS DE
AU/PD(111) VIA DIFRACAO DE FOTOELETRONS (XPD)
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O estudo da superficies de materiais tem um amplo campo de aplicagbes, que vdo desde
académico ao tecnologico. O que torna o estudo da superficie um desafio, é que neste limite temos
uma quebra de simetria do volume. Todos os atomos do volume “veem” os seus vizinhos da
mesma maneira, mas 0 mesmo n&o ocorre para os atomos da superficie. Com isso, os atomos da
superficie interagem de maneira diferente em relacdo aos atomos de volume, e essas interacdes
necessitam de tratamento diferente dos métodos convencionais. Uma importante aplicacdo do
estudo de superficie na area tecnoldgica é em catalise e quimica fina. Em alguns casos podemos
pensar em modificar a estrutura eletrdnica e cristalogréfica da superficie de forma a obter um
catalisador mais eficiente e/ou especifico para uma reacdo. J& é empregado em sistemas
cataliticos, ligas de superficie de ouro e paladio, porém poucos estudos foram feitos a respeito de
filmes de ouro sobre paladio. Neste trabalho prop0s-se o estudo da estrutura atbmica de filmes
ultrafinos de Au sobre Pd orientado na direcdo (111), utilizando a técnica de difragdo de

fotoelétrons com radiacéo sincroton (500 eV).
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